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Sistema de electrdlisis de cloro

LISTA DE CONTROL PARA LA
EVALUACION TECNICA DE PISCINAS

Emplazamiento
NOMOIE
9] 1 ig=Y o7 o3 (o o 1
Propietario
(@01 = T [0 R
RESPONSADIE
¢,Cudles son las horas de operacién diarias?
LUNES v, de.oooovinnnl, hasta .................
Martes .....coovveveeviieieeenen, [0 [T hasta .................
Mi€rcoles........ccoeevvvvennnenn. [0 [T hasta .................
JUEBVES.....covevvveeeiieeiiee, (o [ hasta .................
VIEMES....ovveeevieeieeeiiee, (o [ hasta .................
Sabado.......ccoeveviiiiin, [0 [T hasta .................
Domingo........cccvevveeveennnnnn. de.......ooevenn. hasta .................
¢, Cuantos dias al afio esta en operacion la piscina?.......cccoeeeevevviiieeeeennnnnn. dias/afno
¢,Cual es la media de visitas?
Bafistas habitUaleS..........oovieiiiieiee e %
BEDES Y NIMOS ..ocevvviiiiee e %
Personas con minusvalias mentales...........cc.ccoeevvvveivnennn. %
Personas con iNCONtINENCIA ..........oeveveeiiiieiiieeieeeee e, %
¢, Cuantas personas al afio utilizan la piscina? .............ccccvvvvvvvvveenennnn. bafistas/afio

¢,Cudl es la ocupacion diaria maxima?........cccceeeeeveiiiieeeeeiiie e bafistas/dia




Calculo segun la normat

Nombre de la norma

o WAPOTE C2004-2005

Piscinal | Piscina2 | Piscina3 | Piscina 4
Capacidad de produccion (g/hr.)
Calculo segun requisito?!
Piscinal | Piscina2 | Piscina3 | Piscina 4
Longitud piscina (m)
Ancho piscina
Profundidad piscina
Volumen piscina
Ubicacion DPiscina DPiscina l:IPiscina |:|Piscina
cubierta cubierta cubierta cubierta
DPiscina DPiscina |:IPiscina DPiscina
exterior o exterior o exterior o exterior o
expuesta a expuesta a expuesta a expuesta a
radiacion radiacion radiacion radiacion
solar intensa solar intensa solar intensa solar intensa
Exposicion solar en lazonade | ....... % | ....... % | ... % | ....... %
piscina (100%-=alta, 0%=sin luz
natural)
Piscina con superficie de acero |[_]Si Si JSi JSi
inoxidable | ... % | ....... % | ....... % | ....... %
_INo _INo [_INo [_No
Otros componentes de acero Si Si JSi JSi
inoxidable en el sistema de
tratamiento (suelos méviles)
_INo _INo [_INo [_INo

1

Por favor observe que un control de piscina sélo regula la produccion de cloro de un bloque de células, es

decir, cada control debe tener instalado un bloque de células separado, para poder supervisar y regular las
cantidades. En este cuestionario cada piscina es controlada individualmente, salvo indicacion contraria.
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Volumen del depdsito de
compensacion

Diametro de filtro

Cantidad de filtros

Cantidad de bombas

Caudal total (filtraje)

Caudal regulado (manual o Si Si JSi JSi
automatico) | ... % | ... % | ... % | ... %
_INo _INo [_INo [_INo
Adicion de ozono instalada y Si Si JSi JSi
porcentaje del caudal | ....... % | ... % | ....... % | ... %
(p.€j. 100%-= flujo completo) [INo [INo [INo [INo
Carbono en filtro principal o de |[_]Si JSi JSi JSi
puenteo (si corresponde, por
favor indique el grosor de la
capa de carbono y el porcentaje |[_L]No INo [No [INo
del caudal)
Caudal total (retorno)
Tipo de producto de cloracion  |[Jcioro [Jcioro [_Jcloro [Jcioro
utilizado gaseoso en gaseoso en gaseoso en gaseoso en
bombonas bombonas bombonas bombonas
DHipocIorito DHipocIorito DHipocIorito DHipocIorito
sodico sodico sodico sodico
DHipoclorito DHipoclorito l:IHipocIorito DHipocIorito
calcico calcico calcico célcico
DAcido DAcido |:IAcido |:IAcido
isocianuro isocianuro isocianuro isocianuro
DOtros DOtros DOtros DOtros
productos productos productos productos
Concentracion de cloro en el
producto (%)
Consumo total por afio (kg)
Consumo méaximo en un dia
(kg)
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Tipo de agente utilizado par ala |[_JAcido [JAcido [JAcido [_JAcido
correccion del pH clorhidrico clorhidrico clorhidrico clorhidrico
[_JAcido [_JAcido [_JAcido [_JAcido
sulfarico sulfarico sulfarico sulfarico
[Jeasco, |[dcasco, |[casco, |[_Jcasco,
DSoda DSoda |:ISoda DSoda
caustica caustica caustica caustica
(NaOH) (NaOH) (NaOH) (NaOH)
DOtros DOtros [:IOtros |:|Otros
productos productos productos productos
Concentracion del agente
corrector de pH en el producto
(%)
Consumo total por afo (kg)
Consumo maximo en un dia
(kg)
Cantidad media de bafistas al
dia
Cantidad maxima de bafistas al
dia
Cantidad maxima de bafistas
por hora
Proporcion normal de dilucién
(I/banistas/dia)
Control
El control puede proporcionar |Residuos |Residuos |Residuos |Residuos
sefales de salida para el valor |libresde |libresde |libresde |libres de
pH y residuos libres de cloro. cloro cloro cloro cloro
[_J4-20mA [_J4-20mA [_J4-20mA [_J4-20mA
[_Jo-20mA [_Jo-20mA [_Jo-20mA [_Jo-20mA
[_Jo-10v [_Jo-10v [_Jo-10v [_Jo-10v
Valor pH |ValorpH |[ValorpH |Valor pH
[_J4-20mA [_J4-20mA [_J4-20mA [_J4-20mA
[_Jo-20mA [_Jo-20mA [_Jo-20mA [_Jo-20mA
[_Jo-10v [_Jo-10v [_Jo-10v [_Jo-10v
DNO DNO [:INO |:|No
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Residuos normales de cloro
libre (ppm)

Residuos maximales de cloro
libre (ppm)

Valor pH normal

Residuos normales acido
cyanurico (ppm)

Residuos maximales acido
cyanurico (ppm)

Detector de flujo en conducto Si Si JSi JSi
principal de circulacion [_JNo [_JNo [_INo [_INo

Por favor, observe:

1. Alimentacion eléctrica (monofase)
2. Conexion de desagle
a la altura del suelo de la sala de maquinas
3. Conexién de agua limpia
presién minima 1,5 bar
4. Conexién de cable de sefial a control(es)
5. Conexion de entrada y salida de agua
6. Tubo para el escape de hidrégeno,
segun normativa local de edificacion
7. Ventilacion del emplazamiento de la instalacion
8. Tamarnio del sistema de electrolisis
aprox. 1,8 m con un bloque de células y 0,6 m por bloque adicional
9. Peso del sistema de electrdlisis
aprox. 500 kg con un bloque de células 200 kg por blogue adicional

Por favor proporcione:

(] Anadlisis reciente del agua de llenado indicando como minimo:
o Valor pH
0 Dureza
o Alcalinidad
o Oxidabilidad
(J Esquema del proceso de tratamiento
0 (incluyendo filtros con profundidad media y tipo de filtro, bombas, bombas de
refuerzo, dosificadores, aditivos para el agua limpia, etc.)
(1 Otras informaciones importantes:

Fecha: 20
Preparado por:

Firma:
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